
研究評価委員会 

第１回「次世代大型有機ＥＬディスプレイ基盤技術の開発 

（グリーン IT プロジェクト）」 

（事後評価）分科会 

日時：平成２５年１１月８日（金） ９：３０～１８：０５ 

場所：WTC コンファレンスセンター RoomA 
         東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル ３階 

 

議事次第 

【公開セッション】 

 1. 開会、分科会の設置について、資料の確認      9:30～9:40（10分） 

 2. 分科会の公開について           9:40～9:45（5分） 

 3. 評価の実施方法、評価報告書の構成について      9:45～9:55（10分） 

 4. プロジェクトの概要説明          9:55～10:50（55分） 

   4-1 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント             9:55～10:10 (説明 15分） 

   4-2 研究開発成果、実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み     10:10～10:25 (説明 15分) 

   4-3 プロジェクト概要全体を通しての質疑                           10:25～10:45 (質疑 20分） 

 

(一般傍聴者退室) 

 

【非公開セッション】 

■非公開資料取り扱いの説明            10:45～10:50 （説明 5分） 

 

5. プロジェクトの詳細説明         10:50～17:30（400分） 

  5-1事業及び、研究開発成果全体について                 10:50～11:15（説明 15分、質疑 10分) 

 

5-2 研究開発項目毎の成果について                                 11:15～14:55（220分) 

①低損傷大面積電極形成技術の開発       11:15～11:50  （説明 20分、質疑 15分) 

 

(昼食 55分) 

 

②大面積透明封止技術の開発        12:45～13:35 （説明 30分、質疑 20分） 

③大面積有機製膜技術の開発        13:35～14:25 （説明 30分、質疑 20分） 

④大型ディスプレイ製造に向けた検証      14:25～14:55 （説明 15分、質疑 15分） 

 

（休憩 15分） 

                                                     

5-3 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて        15:10～17:30（140分） 

 NEDO                     15:10～15:17（説明 5分、入替 2分） 

①長州産業株式会社                15:17～15:34（説明 8分、質疑 7 分、入替 2分） 

②JSR株式会社        15:34～15:51（説明 8分、質疑 7 分、入替 2分） 

③株式会社島津製作所         15:51～16:08（説明 8分、質疑 7 分、入替 2分） 



 
④大日本スクリーン製造株式会社     16:08～16:25（説明 8分、質疑 7 分、入替 2分） 

⑤日立造船株式会社       16:25～16:42（説明 8分、質疑 7 分、入替 2分） 

⑥ソニー株式会社        16:42～16:54（説明 5分、質疑 5 分、入替 2分） 

⑦株式会社東芝        16:54～17:06（説明 5分、質疑 5 分、入替 2分） 

⑧シャープ株式会社       17:06～17:18（説明 5分、質疑 5 分、入替 2分） 

⑨住友化学株式会社       17:18～17:30（説明 5分、質疑 5 分、入替 2分） 

 

6. 全体を通しての質疑          17:30～17:40（10分） 

（一般傍聴者入室） 

【公開セッション】 

 7. まとめ・講評            17:40～17:55（15分） 

8. 今後の予定、その他          17:55～18:00（5分） 

   9. 閉会              18:00～18:05（5分） 

 

 

以 上 


